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Disciplina

Codigo Nome
QG101 Quimica |
Vetor
OF:S-5 T:004 P:000 L:000 O:000 D:000 HS:004 SL:004 C:004 AV:N EX:S FM:75%

| Pré-Req | N&o ha

Ementa
Estrutura atémica, classificagdo periddica e propriedades dos elementos. Ligagdo quimica;
estrutura e propriedades das substancias. Nogoes de fisico-quimica: termodinamica,

equilibrios quimicos e células eletroquimicas.

Programa

1. Sistema Internacional de Unidades
2. Definigdo das unidades comumente usadas em quimica geral para energia, massa,
tempo, espaco, volume, pressdo, temperatura, densidade e velocidade.

3. Estequiometria e Aritmética Quimica O mol. Peso molecular e peso formula. Férmulas
quimicas. Férmulas moleculares Balanceamento de equagdes. Calculos baseados em
equagdes quimicas. Calculos com reagentes limitantes.

4. Estrutura Atémica e Tabela Periédica. Natureza elétrica da matéria. A carga do elétron.
O nucleo do atomo. A Lei Periddica e a Tabela Periddica. O spin do elétron e o principio de
exclusdo de Pauli. A configuragdo eletrénica dos elementos. A tabela Periddica e as
configuragdes eletrénicas. A distribuigdo espacial dos elétrons.

5. A ligacdo Quimica Simbolos de Lewis. A ligagdo covalente. Moléculas polares e
eletronegatividade. Oxidagao e reducdo. Numero de oxidacdo. Nomenclatura e compostos
quimicos. Outras forgas de ligagdo. Sdlidos cristalinos. Tipos de cristais. Teoria das bandas
dos sélidos. Defeito em cristais. A ligagdo idnica. Fatores que influenciam a formagdo de
compostos iénicos. Teoria orbital atdbmica molecular.

6. Metais, ndo metais e metaldides. Tendéncias em comportamento metalico. Propriedades
quimicas e produtos tipicos.

7. Metaldides e Nao-Metais Os elementos livres. Compostos oxigenados de ndo-metais.
Oxacidos e oxoanions. Oxaacidos e oxoanions poliméricos.

8. Reagdes Quimicas em Solugdo Aquosa Terminologia em solugdes. Eletrdlitos. Equilibrio
quimico. Reagdes idnicas. Acidos e bases em solugdes aquosas. Preparacdo de sais
inorganicos por reacdes de dupla troca. Reagdes de 6xido redugdo. Balanceamento de
reagdes de oxido redugdo. Aspectos quantitativos de solugdes: molaridade. Pesos
equivalentes e normalidade.

9. Propriedades das Solugdes Tipos de solucdes. Unidades de concentragdo. O processo de
dissolugdo. Calor de dissolugdo. Solubilidade e Temperatura. Cristalizagdo fracionada.

10. Equilibrio Quimico Lei de agdo das massas. A constante de equilibrio. Cinética e
equilibrio. Termodinamica e equilibrio. Relacdo de Kp e Kc. Equilibrio heterogéneo.
Principio de Le-Chatelier-Braun. Célculos de equilibrio.

11. Acido e Bases em Agua Definices. Forcas de acidos e bases. Ionizacdo da dgua e pH.
Dissociagdo de eletrdlitos fracos. Tampdes. Hidrélise. Indicadores.

12. Solubilidade - Produto de solubilidade. Efeito do ion comum e solubilidade.




13. Termoquimica deltaH, valor especifico. Primeira Lei da Termodindmica.
Espontaneidade das reagdes, deltaG, deltaS, segunda Lei da Termodindmica.
14. Velocidade de reagdes Catdlise

15. Relagdes entre propriedades e estrutura.

16. Oxidagdo e reducdo

17. Polimeros

BIBLIOGRAFIA -P. Atkins & L. Jones, Chemical Principles: The quest for insight, 22 ed.,
W.H. Freeman, 2002. -].C. Kotz & P. Treichel Jr., Chemistry & Chemical Reactivity,
Saunders College Publishing, 42 ed., 1999.

Critérios de avaliagdo definidos pelo Professor, com base no disposto na Se¢do | — Normas
Gerais, Capitulo V — Da Avaliagdo do Aluno na Disciplina, do Regimento Geral de Graduagdo.
Frequéncia: 75 % (* O abono de faltas serd considerado dentro do previsto no capitulo VI,
secdo X, artigo 72 do Regimento Geral de Graduagdo)
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